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) Verfahren zur Herstellung von AufzeichnungscchJchten und deren Verwendung zur Herstellung von 
Flexodruckformen 

Die Erfindung betriffi em Verfahren zur Herstellung flexi- 
bier Aufzeichnungsschichten, bestehend aus einem licht- 
empf indliohen Gemisch aus 

IAjjmindestensemem elastomeren Bindemittel, 
B) elnem Gemisch aus (B1) mindestens einar mit (A) ver- 
traglfchen photopon/merfsferbaren, mindestena zwei olefl- 
nische DoppeJbindungen enthaltenden organiachen Ver- 
bindung und (82) mindestens efner mon oo.effniscb ungesat- 
tigten photopoiyrnertsierbaren organiachen Verbindung, 
deren Homopolymeriaat eine Glastemperatur aufweist, die 
unterhalb der Raumtemperatur Hegt 
(C) mindestena einem Photo initiator 
aowie gegeben enfa lis 

(0) weiteren ublichen Hilts- und Zusatzatofferu 

Diese Aufzeichnungsschichten elgnen slch zur Herstellung 

von Flexodruckformen. 
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Patcntanspriiche 

1. V rfahren zur Herstellung von flcxiblen Aufzeichnungsschiehtea die mit organischen Lflsungsmitteln 
oder deren Gemischen entwickelbar sind und Druckformen mit einem Anisotropiefaktor < \fi und mit 
5 verbessert r OzonriBbestftndigkeit ergaben, aus eineni lichtempf indlichen Gemisch aus 

{AY mmdestens einem elastomeren Bindemittel, 

(0) einem Gemisch aus mindestens zwei nicht gasfGrmigen, mit (A) vertraglichen photopolymensier- 
baren olefinisch unges&ttigten organischen Verbindungen, 
10 (C) mindestens einem Photoinitialor sowie gegebenenfalls 

(D) weiteren flblichen Hilfs- und Zusatzstoffen. 

wobei das Gemisch dcr Komponenten (A) bis (D) auf cinen Trager aufgebracht und Vorzugsrichtungen 
erzeugenden Verarbeitungsprozcssen unterworfen wird, dadurch gekeanzeichnet, daB als Komponente 

is (B) ein Gemisch aus 5 bis 20 Gew.-% (B1) mindestens einer mit (A) vertraglichen photopolymensterbaren, 
mindestens zwei olefinische Doppelbindungen enthaltenden organischen Verbindung und 1 bis 15 Gew.-% 
(B2) mindestens einer mit (A) vertraglichen, monoolefinisch ungesittigten photopolymensierbaren organi- 
schen Verbindung, deren Homopolymerisat eine Glastemperatur aufweist die unterhalb Raumtemperatur 
liegt, wobei sich (He Gewichtsprozente jeweils auf die Gesamtmenge des lichtempfindlichen Gemiscnes (A) 

20 bis(D)beziehen,eingesetztwird. , 

Z Verfahren nach Anspruch I. dadurch gekennzeichnet, dafi als monoolefinisch ungesattlgte photopolyme- 
risierbare organische Verbindung (B2) ein Ester der Acryisaure mit einem verzweigten 4 bis 1 6 Kohlenstoff- 
atome enthaltenden Monoalkanol eingeselzt wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB als monoolefinisch ungesattigte photopolyme- 

25 risierbare organische Verbindung (B2) ein Ester der Acryisaure mit einem 6 bis 12 Kohlenstoffatome 
enthaltenden geradkettigen Monoalkanol eingesetzt wird m 
4 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ais monoolefinisch ungesattlgte photopolyme- 
risierbarc organische Verbindung (B2) ein Amid der Acryisaure mit einem 4 bis 16 Kohlenstoffatome 
enthaltenden Alkylamin oder ein Vinylalkylether mit 4 bis 18 Kohlenstoffatomen in der Alkylgruppe 

t VerfahreTntch einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente (B) 
ein Gemisch aus 7 bis 15Gew.-% der Komponente (Bl) und 2 bis lOGew.-% der Komponente (B2) 

6^erwendung der nach einem Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Ansprttche hergestellten 
35 Auizeichnungsschichten zur Hers tellung von Flexodruckformen, 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von flexiblen Aufzeichnungsschichten, die 
mit organischem LOsungsmittel und deren Gemischen entwickelbar sind und deren Verwendung zur Herstellung 

V0 ^SSS^Sten und deren Verwendung zur Herstellung von Flexodruckformen fQr den Jl«°dn^ 
sind bekannt und beispieJsweise in EP 64 564, DB-B-22 15 090, DErA-24 56 439, DErA-29 42 183. DE-A-21 38 582 
und DE-A-2444 118 beschriebeiL Derartige Photopolymerschichten fur Flexodruckformen enthaiten im allge- 
melnen elastomere Bindemittel, ein oder mehrere damit vertragUche photopolymerisierbare Monomere, weich v 
machende Komponenten, Photoinitiatoren sowie weitere Hilfs- und Zusatzstoffe. 

Die Monomeren bewirken bei der Photovernetzung eine Lflstichkeitsdiff erenzierung, so daB nach der bildma- 
Bigen Belichtung die nicht belichteten Telle der FJexoplatte mit LGsungsmitteln ausgewaschen werden kSnnen, 
in denen das Bindemittel und nicht polymerisierte Monomere Idslich bzw. quellbar sind 

Nachteilig ist hierbei, daB die belichteten Klischees bei Dehnung und bei Ugerung versproden. Diese 
Versprtdung fOhrt zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften und zu einer erhohten Anf aihg- 
keit gegenuber Flexodmckfarben und dem Ozongehalt der Luft Damit 1st die Anwendbarkeit derartiger 

DruckplattenerhebUcheingeschrSnkt 

Urn die mechanischen Eigenschaften zu vcrbessern, werden den PJatten weichmachende FOllstoffe zugcsetzt, 
die dafttr sorgen, daB die Druckform audi nach der Belichtung die notwendige FlexibiUtat besitzt Solche 
Weichmacher sind flblicherweise gesfittigte, langkettige Alkane oder Ester aromatischer Dicarbonsfturen. Sie 
haben den Nachteil, daB sie durch LOsungsmittel, wie sie zum Entwickeln der Druckform bendtigt werden, 
extrahiert werden kdnnen oder im Lauf der Zeit an die OberflSche des Flexoklischees diffimdieren und dort 
ausschwitzen kdnnen. Dadurch werden die mechanischen Eigenschaften der Druckplatten beim Entwickeln und 
60 der Lagerung wieder verschlechtert Dariiber hinaus kommt es insbesondere bei der Verwendung ^oerer 
Weichmachermengen wfthrend des Entwicklungsvorganges insbesondere in BQrstenwaschern zu Reliefbescha- 
digungen. FQr die zur Erhfthung des Ozonschutzes verwendeten Wachse gilt im Prinzip das gleiche. 

Aus der DE-A-29 42 183 waren auch bereits photopolymerisi rbare G mische und Elemente daraus bekannt, 
die 

^ a) wenigstens 40 Gew,-% mindestens ein in einem Entwickterldsungsmittel HJsliches elastomeres Blockco- 

polymerisats mit einem thermopiastischen nicht-elastomeren Polymerblock A und einem elastomeren 
Dien-Polymerblock B 
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b) wenigstens 1 Gew.-% mindestens ernes mit dem Blockcopolymerisal (a) vertraglichen fotopolymerisier- 
baren olefinisch ungesattigten Monomeren und 

c) 0 ( 1 bis 10 Gew.-% mindestens eincs Fotopolymerisationsinitiators. 

enthalten, wobeidas Biockcopolymerisat (a) in dastomeres Biockcopolymerisat der Struktur A-B-Cist, wobei - 5 

al) der 5 bis 25 Gew.-% des Blockcopolymerisats ausmachende Polymerblock A aus mindestens einem der 

Styrol-Monomeren der Formel CH 2 - CRR' mit R - Wasserstoff oder Methyl, R' - Phenyl oder 

Q — Q-alky Uubstituiertes Phenyl hergestell t ist und eine Einfriertemperatur fiber + 25° C hat 

a2) der 15 bis 90 Gew.-% des BlockoopoJymerisatz ausmachende Polymerblock B aus mindestens einem 10 

aliphatischen Dienkohlenwasserstoff mit 4 bis 5 C*A tomen hergesteilt ist und eine Einfriertemperatur untcr 

-20°Chat,und 

a3) der 5 bis 60 Gew.-% des Blockcopolymerisats ausmachende Polymerblock C durch Homo- oder Copo- 
lymerisatien mindestens eines Dienkohlenwasserstoffs mit 4 bis 5 C-Atomen hergesteilt ist und eine Ein- 
friertemperatur zwi schen —30° C und + 1 5° C hat 15 

Als fotopolymerisierbare olefinisch ungesattigte Monomeren, die hier in Mengen von 1 bis 40Gew.-% 
eingesetzt werden, werden hier Ester der Acryls&ure und/oder Methacryls&ure mit ein- oder mehrwertlgen 
Alkoholen, wie Butyl(meth)acrylat, 2-EthyIhexyIacrylat, LauryICneth)acrylat, Ethylenglykoldimethacrylat, But- 
andiol-l f 4-di(meth)acrylat u.a. sowie Mischungen dieser Monomeren genannt. Aus diesen Gemischen kdnnen 20 
durch Pressen, Extrudieren und Kalandrieren Schichten hergesteilt werden. Die aus diesen Gemischen erhalte- 
nen Klischees zeigen jedoch oftmals erne ungenQgende Isotropic, die sich storend im Druckergebnis auswirken 
kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, moglichst isotrope flexible Aufzeichnungsschichten, sowie daraus 
Flexodruckf ormen bzw. Klischees mit verbesserten Kohftsjonseigenschaf ten herzustellen, die nicht zur Verspro- 25 
dung neigen und gegentiber Druckfarben sowie dem Ozongehalt der Umgebung bei Drucken stabiler slnd 

Uberraschenderweise wurde gefunden, daB sich durch anteilige Mitverwendung bestimmter Mengen von mit 
dem elastomeren Bindemittel vertraglichen photopolymerisierb&ren monoolefinisch ungesattigten organischen 
Verbindungen diese Aufgabe geldst werden kann. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von flexibien Aufzeichnungsschich- 30 
ten, die mit organischen Ldsungsmitteln oder deren Gemischen entwickelbar sind und Druckformen mit einem 
Anisotropiefaktor von < 1,5 und mit verbesserter OzonriBbest&ndigkeit ergeben, aus einem lichtempfindlichen 
Gemisch aus 

(A) mindestens einem elastomeren Bindemittel, 35 

(B) einem Gemisch aus mindestens zwei nicht gasfdrmigen, mit (A) vertraglichen photopolymerisierbaren 
olefinisch ungesattigten organischen Verbindungen, 

(C) mindestens einem Photoinitiator sowie gegebenenf alls 

(D) weiterenttblichen Hilfs- undZusatzstoffen, 

40 

wobei das Gemisch der Komponenten (A) bis (D) auf einen Trtlger aufgebracht und Vorzugsrichtungen erzeu- 
genden Verarbeitungsproze&sen unterworfen wird, das dadurcb gekennzeichnet ist, daB als Komponente (B) ein 
Gemisch aus 5 bis 20 Gew.-% (Bl) mindestens einer mit (A) vertraglichen photopolymerisierbaren. mindestens 
zwei olefinische Doppelbindungen enthaltenden organischen Verbindung und t bis 15 Gew.-% (B2) mindestens 
einer mit (A) vertrSglichen monoolefinisch ungesSttigten photopolymerisierbaren organischen Verbindung ist, 45 
deren Homopolymerisat eine Glastemperatur aufweist, die unterhalb Raumtemperatur liegt, wobei sich die 
Gewichtsprozente jeweils auf die Gesamtmenge des lichtempfindlichen Gemisches (A) bis (D) beziehen, elnge- - 
setztwird. 

Vorzugsweise werden als Komponente (B2) Ester der Acryls&ure mit verzweigten, 4 bis 16 Kohlenstoffatome 
enthaltenden Monoalkanolen, insbesondere 2-Ethylhexylacrylat, Ester der Acrylsaure mit 6 bis 12 Kohlenstoff- so 
a tome enthaltenden geradkettigen Monoalkanolen, Amide der Acryls&ure mit 4 bis 16 Kohlenstoffatome enthal- - 
tenden Alkylaminen oder auch Viny lalkylether mit 4 bis 1 8 Kohlenstoffatomen in der Alky Igruppe eingesetzt 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch die Verwendung der erfindungsgem&Ben flexibien Aufzeich- 
flungsschichten zur Herstellung von Flexodruckformeru 

Die Zusammensetzung des Monomerengemisches (B), insbesondere der Anteil an nicht gasfdrmigen, mit (A) 59 
vertraglichen monoolefinisch ungesattigten photopolymerisierbaren organischen Verbindungen, deren Homo- 
polymerisate Glastemperaturen unterhalb der Raumtemperatur aufweisen, ist von wesentlicher Bedeutung. 
Sofern deren Gewichtsprozentsatz unter 1% liegt, erhait man aniso trope Druckformen sowie Relicfschaden 
beim Auswaschen, wahrend bei einem Anteil von Uber 15 Gew.-% ein zu starker plastischer FluB der unbelichte- 
ten Schicht resultiert Bevorzugt ist ein Anteil von* 2 bis 10, insbesondere 2 bis 8 Gew.-% an Komponente (B2) an 6a 
der Gesamtmenge des lichtempfindlichen Gemisches. 

Durch die erfindungsgem&Be anteilige Mitverwendung von mit (A) vertraglichen, monoolefinisch unges&ttig- 
ten photopolymerisierbaren organisch unges&ttigten Verbindungen, deren Homopolymerisate Glastemperatu- 
ren unterhalb Raumtemperatur (ca. 22° Q aufweisen, gelingt es Uberraschenderweise, isotrope Druckplatten und 
Druckformen herzustellen und die mechanischen Eigenschaften der Druckformen zu verbess rit Derartige 65 
Druckformen zeigen z. R beim EntwickJungsvorgang im Bursten wascher weniger AusbrDche an Reliefteilen als 
unter gleichen Bedingungen solche aus oben angegebenen Patentschrif ten. 

Oberrasch nd ergab sich weiter, daB der erfindungsgemfiBe Zusatz der Monomeren (B2) auch die Ozonbe- 
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stSndigkeit von Flexoklischees fan Vcrgleich zu sokhen tnit inert n Weichmachern verbessert 

Von den Oblichen Beschichtungsverfahren. bci denen die Gemische der Komponenten (A) b s (D) auf emen 
dlmenaWtabilen Trager aufgebracht und Voraugsrichtungen erzeugenden Verarbeitungspr zessen unter- 
SSSn^Ta befder Exlnttion und in Kahmdrier- bzw. Kaschierprozessen _ ffir Fteodruckplatten ist 
bekaraS s?e inAbhangigkeit von der FlieBrichtung ein unten,chiedliche Punkt- bzw. ^n'^verbrefa*ning 
beim Drock barken. Durch einen hoheren Monomerantril (Bl) in der Rez ptar wird dieser B^dv^^S- 
Durch den erfindungsgemaBen Einsatz der Monomeren (B2), faisbesondere der oben genannten Acrylester, 
ergibt sich Oberraschenderweise eine deutfiche Verringerung des an isotrojMn Dnjckverhalt«» 

Fflgt man den in den oben erwahnten Patentschriflen beschriebenen Mischungen tnehr Monomer (B 1) hrazu, 
so ha?d™ einen negativen EinfluB auf den Belichtungsspielraum. Der Be icbtungs^elraum ist d»e Ze.ttpanne 
zwiscneTder BeHchwng«eit. die n&tig ist, ein Gitter mit einer Linienbreite von 50 urn bei einer Schrttfete 
Sen700u«i3000^emwandf^ 

^ amDurchmesser noch mindestens eine Hefe von 70 urn besitzt Setzt man aber die Monomeren (B^ der 
XhungzTso bleibt Oberraschenderweise trotzdes dann hoheren Monomergehaltes der gewQnschte positive 

B tln h rS^ die Tatsache. daB zur bildmaBigen Belichtung erfindungsgemaO > hergestelher 

PlSSTBelichLgszeiten ausreichen. als dies bei den oben zitierten Patentschnften beschnebenen 

folgendesaufzufohren. _ 

(A) Als elastomere Bindemittel (A) im Sinne der Erfindung werden flbliche elastomere P^nsadons-, 
Polyadditions- und Polykondensationsprodukte verstanden, wie z. a Homopolymerisate von Butadienoder 
Isopren. Copolymerisate von Butadien mit Isopren, Copolymerisate von Butadien untfoder Isopren mit 
anderen copWmerisierbaren olef inisch ungesattigten organischen Verbindungen,w.e W^maten, zj 
Sttrol. 2-Metbylstyrol oder Vinyltoluol, Nitrilen und/oder Estern der Acryl- und/oder Methacrylsaure, wie 
SnitrU, Sacrylnitril Ester der (Methjacrylsatire mil 1 bis 8 Kohlenstoffatome enthaltenden Alkano- 

Geeignete elastomere Bindemittel sind beispielsweise elastomere Blockcopo^ere vom Typ A-B-A. wie 
siezlEinden DE-A-22 15 090, DE-A-22 23 808, DE-A-28 15 678 und DE-A-26 10 206 beschneben sind. 
B^rzugtslndsolche elastomere Bmdemittel(A^d«eineShoreA^ 

Insbesondere sind Blockcopolymere des Typs ABC wie sie in der DE-A-29 42 183 beschrie^ smd. ds 
ebstomere Bindemittel bevorzugt. Darin ist z. B. A ein thermoplastisches, mcht clai ^iSty^poJmen- 
iatB ein elastomcres Butadien- und/oder Isoprenpolymerisat und C ein von B verschiedenes Polymerisat 

SSSe^l^ 

?B^m^ (B») mindestens einer mit (A) , vert^ 

PtotopdSmerisierba^n. mindestens zwei olefinisehe Doppelbindungen ^enthaltenden ?W*™^V*bm- 
dune und 1 bis 15Gew.-% (B2) mindestens einer mit (A) vertragllchen, monoolefmisch ungesattigten 
SolymerSerbare n organischen Verbindung. deren Homopolymerisat eine Glastemperatur aufweist. 

SSe^ 

ESSSmetha^lat. Butandiol-1.4^ 

cX Enyh^ntandioldiacrylat, Hexandiol-diacrylat, HexandioM,6^ethacrylat, 1,1, -Tnm^ol- 
Projantriacrylat und -trimethacVylat. Di-, TW- und Tetrethylenglykoldiacryhit, Tnpr^ylenglykoldiacrylat, 
KSyArittetraacrylaU sowie deren Gemische. Derartige geeignete Monomere sind auch der DE- 

fcm^MlirSrd 6 !!; einer Menge von 5 bis 20, vorzngsweise 7 bis 15Gew,% bezogen auf die 

GesamtmengedesKchtempFindlichenGenusches(A)bi5(D)emgeseut 

Belspiele for die Komponente (B2), dh. monofunkuonelfe photopolymerisiefbare, m " Kom^nentejA) 
vertragliche Monomere/deren Homopolymerisate Glastemperaturen unterhalb R^^P^,^' 
senS entsprechende Ester der Acryl- und Methacrylsaure, wie n-Butylacrylat, Isobutylacrytat. vorzugs- 
weise EsSXSslure mit verzweigten4 bis 16 Kohlenstoffatome enthaltenden Monoalkohokn. wie 

enthaltenden Monoalkanolen. wie Laurylacrylat A tM .-: n 

Femer eienen sich Amide der Acrylsaure mit einem 4 bis 16 Kohlenstoffatome enthaltenden Alkylamin. 
SLw^ -i Uolie Vinylaikylether mit 4 bis 1 8 Kohlenstoffatomen in der Alkylgroppe, 
z. R Bvitylvlnylether und Hexylvinylether, sowie Gemische der unter (B2) genannten Monomeren. 
Weltere geefa^nete Monomere. deren Homopolymerisate eine Glastemperatur < Raumtemperatur besit- 
zen.sindimPolymerHandbook.2ndEdition.J.Wiley&Sons.New York 1 979. aufgefOhrt 
Der Gehalt soteher Monomerer (B2) im lichtempfindlichen Gemisch der Komponenten (A) ms (D) kann 
Schenl^ ^und I5G w,%betrag n. bevorzugt smd 2 bU m insbesondere 2 b» 8 Gew,%.wobe. sich d»e 
Gewichtsprozentc auf die Gesamtmeng des lichtempfindlicben Gemische! i (A) bis (D) beziehca 
(Q Als Photoinitiatoren eignen sich die Oblichen. beispielsweise Benzome * he l; Be ^5^ OT ^ J^S^T 
ne. Ketale. wie BenzUdimethylketal. Acetophenone und Acylph sphinoxlde. Deraruge gee^nete Photo.ni- 
tiator n sind auch den oben genannten Druckschriften zu entnehmen. Bevorzugt ist Benzildlm thylketal 
undTrimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid. 



OS 36 30 474 



Die Photoinitiatoren werden im allgemeinen in Mengen von 0,01 bis 10, vorzugsweise 0,01 bis 5 Gew.-% im 
lichtempfindlichen Gemisch der Komponenten (A) bis (D) eingesetzt 

(D) Als gegebenenfalls mitzuverwendende weitere Htlfs- und Zusatzstoffe kommen in Frage Inhibitoren 
der thermischen Polymerisation, Farbstoffe, Pigmente, Lichthofschutzfnittel FiuBmhtel, photochrome Stof- 
fe, Antiozonantien und -oxidantien, Trennmittel, Weichmacher, FQUitiittel und/oder Verstark rftillstoffe in 5 
wirksamen Mengen. 

Besonders bevorzugte Weichmacher sind Chloralkane mit 8 bis 40 Kohlenstoff atomen und einem Chlorge- 
halt von 30 bis 73 Gew.-%, die beispielsweise den lichtempfindlichen Gemischen in Mengen von bis zu 
20 Gew.-% einverieibt werden kdnnen. 

Als Verarbeitungshiifsmittel und zur Harteregulierung kdnnen beispielsweise oligomere a-Methylstyrol/ io 
Vinyttoluol-Copolymerisate mit M N ca. 1500 oder Oligomere auf Basis Polystyrol mit M N 500 bis 10000 
mitverwendet werden. 

Ein geeigneter thermischer Stabilisator ist z, B. 2,6-Di-(terL-butyl)phenoL oder das entsprechende ICresoC 
Ferner kdnnen Ozonschutzwachse (z. B. Antflux* 550) Farbstoff e, wie z. B. Farbstoff SSBB Sudan tief- .. 
schwarz) und Cu-Phthalocyanine mitverwendet werden. 15 
Das Iichtempfindliche Gemisch der Komponenten (A) bis (D) kann nach bekannten Techniken wie Kneten 
im Brabender, Extrusion und anschiieBendes Kalandrieren oder GieBen aus toluoiischer LOsung zu homo- 
genen, flachigen Gebilden in einer Schichtdicke zwischen 10 bis 8000 urn geformt werden. Als Trager fur 
solche Schichten eignen sich dhnensionsstabOe TYIger, z._B. Stahl, Kunststoffolien, Aluminium, Nickel oder 
andere polymere — audi flexible Trdgerschichtea Die Herstellung von Flexoklischees folgt dem Qblichen 20 
Verarbeitungsgang, d h. Vorbelichten, bfldmfifliges Hauptbelichten, Bntwlckeln in organischen Losungsmit- 
teln — bevorzugt Perchlorethylen/n-Butanol, Trocknen, Herstellung der Klebef reiheit und Nachbelichten. 

Die in den folgenden Beispielen und Vergleicbsbeispielen angegebenen Teile und Prozente sind, soweit nicht 
anders angegeben, Gewichts teile und Gewichtsprozente. 25 

Beispiele 1 bis 5 

Herstellung extrudierter Schichten: 

30 

Das elastomere Bindemittel (A) wurde flber eine Fdrderschnecke gleichmaQig in einen Zweischnecken-Extru- 
der eingetragen und bei 140°C aufgeschmolzen. Die fliissigen Komponenten (Monoraere (Bl) und (B2), Photo* 
initiator, Farbstoff) wurdert nacheinander in den Extruder gepumpt und aus einer BreitschlitzdOse ausgetragen. 
Mit einer Kalanderwalze wurden 2900 urn Aufzeichnungsschichten zwischen einer 125 Jim Polyesterfolie und 
einem Poiyatnidsubstrat hergestelh 35 

Tabelle 1 

Herstellung von flexiblen Aufzeichnungsschichten mit lichtempfindlichen Gemischen folgender 

Zusammensetzungen: 40 

Beisp. (A) (Bl) (B2) % Photo- Farbstoff therm. Ozon- a-Mcthylstyro!/ 

Nr. % <K> Typ initiator % Stabi- schutzwachs Vinyltoluol- 

% lisator % Copolymer 

% (!Wa,15Q0)% 45 
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(Bl) - Monomermischungaus4<K> HDA2 -f- 2% HDMA2 
Photoinitiator — Benzildimetbylkatal 

Farbstoff - Farbstoff SSBB - Sudan liefschwarz 55 
therm. Stabilisator - 2,6-DKl-butyOkresol, Ozonschutzwachs (Ami) ux 550) 
(A) « Blockcopolymcrisat ABC(s,Bcschreibung,gemaBDE-A-2942 183) 
HDA2 - Hexandjoldiacrylat 
HDMA2 - Hexandiolalmethylacrylat 

60 

Die erhaltenen Schichten wurden 2 Minuten durch die Polyesterfolie in einem Rdhrenbelichter voKflachig 
vorbelichtet, anschlieBend durch ein auf die Substratschicht aufgelegtes Negativ bildmaBig belichtet, und in 
einem Burstenwascher mit einem Perchlorethylen/n-Butanoi (4 : 1)-Gemisch 6 Minuten lang entwickelL Die 
Flexodruckform wurde 1 Stunde bei 65° C getrocknet und nach einer Rubezeit von 15 Minuten einer Behandlung 
mit waBriger Bromldsung zur Erzielung der Klebf reiheit unterworfen und 10 Minuten lang nachbelichtet Es 65 
wurden einwandf reie Klischees erhalten, die auf Druckzylindern ausgezeichnete Druckergebnisse lief ertea 
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GieBschichten 

Ljchtempfmduche Schichten mit der in TabcBc2 aufgelisteten Zwainmensetzung wurden durch Lttsender 
enSech^den Komponenten in Toluol und Aufbringen der 30%igen Usrnigauf me 25 pm U.Pb»» 
folie mit Polyurethan-Haftlack hergeslellu Nach dcm Trocknen wurde ewe Schicht mU .000 pjn ^Drcke ertadtea. 

wSe erne 75 urn dicke. substrierte Dcckfolic aufkaschieri, die F lie ntfernt und d.e Schicht durch i auf 
Sir Oberffiche veVbleibende Substrat durch ein Ncgativ belichtet Nach dem Entwckeln. w,e oben be^eberu 
wurde ein Reliefbild mit einer Hohe von 700 pm crhaiteo. das den transparenten Bereichen des Negativs 
entsprach. 

Tabellc 2 

Herstellung von phoiocmpfmdltehen Schichten durch GieBen. 



Nr. 



(A) (Bl) 
<fc % 



(B2) 
Typ 



% Pholo- 
initiator 

% " 



Farbstoff 



therm. 
Stabi- 
lisator 
% 



a-Methylstyrol/ 
Vinyltoluol- 
Copolymer 
0**1500)% 



6 60 7,0 Alfol-6,10-acrylat 6 13 0,005 3 4 

7 80 7,0 Isobutylacrylat 6 1.5 0,005 13 4 

8 80 7,0 2-Ethylhexylacrylat 6 1,5 0,005 13 4 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



9 80 7,0 Laurylacrylat 



10 



80 7,0 Cadura-E-10-acrylat 6 13 0,005 13 4 

Dieeinzelnen Komponenten wurden in Toluol geiost^Endkorw.^^ubrige Angaben s.Tafc 1. 
Die so « 



Beispiel It 

Entsprechend Beispiel 8 wurde eine GieB16sung hergestellt Diese wurde auf cine Stahl^M^ 
gegossL Nach den, Trocknen der Schicht (Schichtdicke: 700 u-m) und dem Entwickeln nach 
defSiden Klischees erhalten, bei denen das Reliefbild den belichteten Stellen der Schicht entsprach. Das 
Eigenschaftsprofil ist mit den in Beispiel 8 beschriebenen Schichten vergleichbar. 

Vergleichsbeispiel 1 

Entsprechend Beispiel 1 wurde eine photoempFindliche Schicht durcb Extrusion hergestell t M du 
MonomSe (B2) durch den inerten Weichmacher WeiBOl S5000 ersetzt worden war. Die 
sSSt wurde in ihrer Ozonbestftndigkeit und in ihrem Anisotropieverhalten untersucht Dazu wurden vollfla- 
S^S^t^^ 2 x torn umer 10% Ungend^nung einer ^S^f^ n ^ W ^ 
a * etzt and die Zeit bis zum Erscheinen crster Risse notiert Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 en^ton. 
TfS^ Hilfe von vdlflachi S ^^Str^i, von 2 x 15 cm. die 

langs bzw. quer zur FiieBrichtung bei der Rohplattenherstellung gestanzt wurden. defimem 

AB E-Modul (100% Pehnung) IBng s zur FiieBrichtung 
AF 1=3 E-Modal (l00% Dehnung) quer zur FiieBrichtung 

Des weiteren wurde die unterc Belichtungsgrenze (UBG) angegeben. Das ist die Zeit, die die Schicht nunde- 
stenTaktinischem Licht ausgesetzt sein mu 
to etner weiteren Spate sind die Extraktionsverluste durch Ugerung in Ethanol/Essigester 7 :3 nach 24 

* Die £32^^ bei gleichen Auswaschbedingungen sind in der letzten Spalte enthalten. 
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Tabelle 3 

Ozonbestandigkeit und Anisotropieverhalten von Flexodruckformen 



Beispiel Nr. Weichmacher RiBfreiheit AF UBG Extr.verL Reliefausbr. 

bzw,mit(B2) Minuten Minuten % 50|imGitter 



Vergleichs- 



beispiel 1 


WeiBdlSSOOO 


<10 


1.6 


22 


456 




I 


Alfol-6.10-aerylat 


30-40 


1,4 


14 


2,73 


+ 


2 


Isobutylacrylat 


30-40 


U 


14 


.. 2,44 




3 


2-Ethyl-hcxylacryIat - 


50-60 


1.1 


16 


2,71 


+ 


4 


Laurylacrylat 


20-30 


1,4 


18 


3,07 


O 


5 


Cadura-E-tO-acrylat 


> I9h 


1,4 


18 


2,86 


0 



(a) UBG: Untere Belkhtungsgrenze (50 jim Gitterlinie), 
Bewertung Reliefausbruche an Gitterelementen 50 u.m Linienbreite: 
— achlccht O wenig, + gut 



Vergleichsbeispiel 2 

Entsprechend Beispiel 6 wurde emc photoempfindliche Schicht durch GieBen hergestellt, bei der das Mono- 
mer (B2) durch den inerten Weichmacher WeiBol S 500 ersetzt worden war. Die untere Belichtungsgrenze etner 
solchen Schicht wurde mit denen der entsprechenden Platten mit verschiedenen Monomeren (B2) verglichen (s. 
Tabelle 4). 

Tabelle 4 

Bellchtuagseigenschaften f lexibler, photoempfindlicher Schichten mit inertem Weichmacher bzw. verschiedenen 

Monomeren (B2) 



Beispiel Nr. Weichmacher UBG 

Minuten 



Vergleichs- 






beispiel2 


WeiB6lS5000 


18 


6 


AlfoU6,tO-acrylat 


14 


7 


Isobutylcrylat 


12 


8 


2-Ethyl-hexylacrylat 


14 


9 


Laurylacrylat 


16 


10 


Cadu ra-E-t 0-acrylat 


14 



Beispie! 14 



Analog der HersteHungsweise unter C) werden folgende Komponenten mit Hilfe eines Extruders gemischt 
und flexible, photoempfindliche Schichten mit einer Dicke von 2900 pm hergestellt: 



75% (A) 

4% HDA2 (Bt) 

2% HDMA2(B1) 

3% TMPTA(Bl) 

3% i-Butylacrylat(Bl) 

9% Chloralkangenu5ch(8 bi5 40C-Atome;a-Gehalt:49%; Viskositat ca 10 000 mPas bei25°C) 

1,5% Benzildimethylketal 

1% therm. Stabilit&t (wie Tabelle 1) 

1,5% Ozonschutzwachs 



0,005% Farbstoff SSBB (Sudantiefsdiwarz) 

TMPTA - Trimethylolpropantriacrylat 

Nach dem Kaschieren auf eine 125 urn Tragerfolie und dem Aufbringen eines Substrates werden die Platten 
durch ein Negativ bildm&Big belichtet und nach Qblichen Methoden Klischees hergestellt 

Die derart hergesteilten Flex dnickformen zeichnen sich durch eine hohe Ozonresistenz, positiven Belich- 
tungsspielraum und kurze Belichtungszeiten aus, 

Beispiel 15 



Ein Gemisch aus 69 Teilen des in Beispiel 1 genannten Blockcopolymcrisats ABC 123 Teilen des in Beispiel 14 
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10 



15 



genannten Weichmachers auf Chloralkanbasis. W Teilen HDA2, 33 Teilen HDMA2, 1,0 Teilen des in Beispiel 1 
lenannten tbermischen Stabili&ators. U Teilen Trimethylbenzo^diphenylphosphincaid, 0,006 Teilen eines Cu- 
Phthalocyanin-Farbstoffs(Sjcoflush H grOn 8730), 1,0 Teil Ozonschuttwachs, V> Teil n 2-EthylhexylacryIat und 
25 Teilen des in Beispi ! 1 genannten ff-Methylstyrol/VinyltolUol-CopoJymerisats M N 1500) wurde wie In Bei- 
spiel 1 beschrieben extrudiert Die daraus erhaltene photopolymerisierte Schicht weist einen Anisotropiefaktor 
(100%)AF-l.0auf. 

Verglcichsbeispiel 3 

Ein Gcmisch, das sich von dem des Beispiels 15 nur dadurch unterschied, daB an Stelie von 25 Teilen 
2-Ethylhexylacryktund 25 Teilen des a-Methylstyrol/Vinyltoluol^poIymerisats^WA/ 1500) 5,0 Telle des ff-Me- 
thylstyroWinyholuoUCopolymerisats - also ohne Zusatz eines Monomeren (B2) - eingesetzt wurde. wurde 
wie in Beispiel 1 beschrieben extrudiert. Die so erhaltene photopolymerisierte Schicht weist einen Anisotropief- 
aktor (100%) AF - 2,4 auf. Daraus hergestellle Klischees zeigen ein ungenugendes Druckverhalten. 
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